dilluns, 11 de novembre de 2019

Guillem Orellana, Elena Rubies i Liulei Jiang
guardonats amb els Ajuts per ala Promocio de
I'Excel-lencia de I'EPS

Els ajuts, de 1.235€ cadascun es lliuren per tal de facilitar la
matricula als Masters

L'Escola Politecnica Superior (EPS) de la Universitat de

Lleida (UdL) va obrir la convocatoria dels Ajuts per la A ERIA FOTOGRAFICA

Promocio de I'Excel-léncia per al curs 2019-20 d'acord

amb la resoluci6 de la Junta de Centre del 14 de juliol de

2017, amb I'objectiu de promoure la formacié en Masters

Oficials per aquells estudiants de 'EPS que hagin demostrat un millor rendiment académic en els seus estudis
de grau.

L'EPS concedeix anualment tres ajuts d’excel-léncia per a estudiants de grau que vulguin continuar cursant una
titulacié de master a I'Escola: el Master en Enginyeria Informatica o bé, el Master en Enginyeria Industrial, que
consisteixen en una beca per un valor igual al de 30 crédits ECTS de master, es a dir per un import de
1.235,10€ cadascuna.

Reunida la Comissi6 d'Avaluacio el dia 4 d'octubre per tal de seleccionar els estudiants que gaudiran d'aquests
ajuts i un cop estudiades totes les sol-licituds es va acordar concedir les beques d'excel-léncia als alumnes:

® Guillem Orellana Trullols, graduat en enginyeria informatica i estudiant del master en Enginyeria
Informatica (MEINF).

® Elena Rubies Garcia, graduada en enginyeria mecanica i estudiant del master en Enginyeria Industrial
(MEIND).

® |iulei Jiang, graduat en enginyeria electronica industrial i automatica i estudiant del master en Enginyeria
Industrial (MEIND).

Avui dilluns 11 de novembre a les 13:00 hores s'ha realitzat I'acte de lliurament dels ajuts per part de la directora
de I'EPS, Magda Valls, el cap d'estudis de les titualcions de la branca Informatica, Josep L. Lérida i el cap
d'estudis de les titulacions de la branca industrial i arquitectura técnica, Jéréme Barrau


https://photos.app.goo.gl/y5MrzC5dCYBgtk7H6




